
	烤片机采购需求

	

	一
	适用范围及用途：烤片机是实验室中的关键设备，主要用于染色体核型分析制片过程中对玻片进行烤片处理，以确保其质量稳定，便于后续的显带、染色及显微镜观察。

	二
	设备配置与要求：                                                                             1.烤片机1台                                                                 2.电源线1根                                                                       3.烤片架1个

	三
	技术参数与性能要求：                                                                   1、工作温度可调范围：0℃--90℃
2、产品预热时间：10-15分钟
3、一次烤片数量（放烤片架）≥30片/次
4、额定功率：≥260W
5、温控精度：±2℃
主要性能特点：
1.有乌黑发亮的表面，使用稳定的特氟隆（TEFLON）涂层，保证高导热性；
2.被测温度实时显示，温控准确，性能可靠；
3.有双重过热保护，安全可靠；
4.透明有机玻璃内置烤片架，方便观察，易于操作。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__48__小时，维修期间不提供备用机，设备技术培训可远程指导，设备使用年限≥__6__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



